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摘要(译)

本实用新型公开了一种腔内手术压力监控系统，包括测压光纤及压力监
控仪；测压光纤的伸入腔内的第一端设有压力传感器，测压光纤的第二
端连接于压力监控仪；压力传感器感测腔内的压力参数，并传输给压力
监控仪显示和分析，便可观察得到肾脏内的压力参数，直观便捷；且压
力传感器伸入腔内的指定位置进行监测，精确度高。本实用新型的腔内
手术压力调节系统在上述腔内手术压力监控系统的基础上，增加一个与
压力控制仪连接的蠕动泵，通过监测到的压力与在压力监控仪上设定的
最大压力对比，并根据分析对比结果控制蠕动泵的开启和关闭而灌入或
者排放液体，使得腔内的压力在内窥镜手术的过程中保持相对恒定，有
利于手术的安全进行。
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